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Silos na materiaty sypkie

Przedmiotem wynalazku jest silos na materialy sypkie, zwlaszcza uzywane w przemysle spoZywczym,
rolnictwie i budownictwie. ’

Dotychczas znane silosy na materiaty sypkie maja komory o $cianach pionowych.

Zasadnicza wada tych siloséw jest to, Ze podczas napetniania i oprézniania nastepuje blisko dwukrotny
wzrost naporu poziomego materiatu sypkiego na sciany komory silosu. Ten wzrost naporu w decydujacy sposob
wplywa na grubosé scian silosu i powierzchni¢ jego zbrojenia, a tym samym na duze zuZycie materiatéw budo-
wlanych.

Dalsza wada jest to, Ze w przypadku magazynowania materiatéw trudno sypkich pionowe $ciany komory
silosu utrudniaja przeptyw materiatu w komorze z géry ku dotowi, co sprzyja tworzeniu si¢ nawiséw i przeskle-
pieni, wymagajacych okresowych konserwacji.

Istota wynalazku polega na tym, Ze komora silosu jest zbiezna ku gérze.

~ Zasadniczg zaleta techniczno-uztykowa wynikajaca ze stosowania silosu wedtug wynalazku jest obnizenie
wartosci naporu poziomego na $ciany komory silosu podczas napelniania i catkowite wyeliminowanie wzrostu
naporu poziomego na $ciany komory silosu. Zbiezno$¢ $cian komory silosu w zakresie 1° powoduje zmniejszenie
naporu poziomego o okoto 20% podczas napeiniania oraz eliminuje catkowicie wzrost naporu poziomego pod-
czas oprdzniania komory silosu. ,

Nastepna zalets jest wyeliminowanie pulsacji naporu poziomego, wystepujacej podczas oprézniania dotych-
czas znanych siloséw. )

Dzigki tym zaletom zaréwno grubos¢ scian komory silosu jak i powierzchnia jego zbrojenia moga by¢
mniejsze, co w zasadniczy sposéb wplywa na zmniejszenie zuZycia materiatéw budowlanych.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykladach wykonania ina rysunkach, na ktérych fig. 1
przedstawia przekréj pionowy silosu wedtug pierwszego przyktadu wykonania, fig. 2 — przekrdj pionowy silosu
wedlug drugiego przyktadu wykonania, afig. 3 — ptzelé:éj pionowy silosu wedtug trzeciego przyktadu wyko-
nania. ‘
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Przyktad I Silos na materiaty sypkie sktada si¢ z fundamentu 1 pofaczonego z walcowa powloka
2, na ktdrej oparta jest komora 3, ktéra w poziomym przekroju ma ksztatt kotowy, natomiast tworzaca w piono-
wym przekroju jest odcinkiem prostej. Komora 3 jest liniowo zbiezna ku gérze, przy czym zbieznos¢ Sciany
wynosi 1°. Na powloce 2 oparty jest réwniez zsypowy lej 4 zaopatrzony w wysypowy otwdr 5, zas pod
zsypowym lejem 4 umieszczone s3 urzadzenia 6 stuzace do poziomego transportu materiatu sypkiego. Walcowa
powloka 2 jest czgsciowo zaglg¢biona w gruncie 7.

Przyktad IL Silos na materiaty sypkie sktada si¢ z fundamentu 8, na ktérym oparta jest komora 9,
ktéra w poziomym przekroju ma kszatt kotowy, natomiast tworzaca w pionowym przekroju jest odcinkiem
hiperboli. Komora 9 jest zbiezna ku gdrze przez wybranie takiego odcinka hiperboli, ze pochylenie ku gérze
prostej przechodzacej przez najnizszy i najwyzszy punkt sciany komory 9 wynosi 2°. W dolnej czesci komory 9
znajduje si¢ zsypowy lej 4 zaopatrzony w wysypowy otwor 5, za$ pod zsypowym lejem 4 umieszczone s3
urzadzenia 6 stuzace do poziomego transportu materiatu sypkiego. Dolna cze$¢ komory 9 jest czesciowo zagte-
biona w gruncie 7. .

Przyktad III. Silos na materiaty sypkie sktada si¢ zfundamentu 10, na ktérym osadzony jest
walcowy segment 11. W walcowym segmencie 11 usytuowany jest zsypowy lej 4 zaopatrzony w wysypowy otwor
5, zas pod zsypowym lejem 4 umieszczone s3 urzadzenia 6 stuzace do poziomego transportu materiatu sypkiego.
Na walcowym segmencie 11 osadzony jest drugi walcowy segment 12 o srednicy mniejszej od srednicy walcowego
segmentu 11. Na drugim walcowym segmencie 12 osadzony jest trzeci walcowy segment 13 o srednicy mniejsze;
od srednicy drugiego walcowego segmentu 12. Na trzecim walcowym segmencie 13 osadzony jest czwarty
walcowy segment 14 o srednicy mniejszej od srednicy trzeciego walcowego segmentu 13, Tak ustawione walcowe
segmenty 11, 12, 13 i 14 tworza komore silosu, ktdra jest zbiezna ku gérze. Wypadkowa zbiezno$é tak utworzo-
nej komory silosu wynosi 5°.

ZastrzeZzenie patentowe

Silos na materiaty sypkie, znamienny tym, Ze komora (3, 9 i11, 12, 13, 14) jest zbiezna ku

gorze.
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